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cLase 6 03 603

SUBCLASE_ C

para solicitar PATENTE DE INVENCION EN ESPANA  por 20 afios
1

'a nombre de OCE-VAN DER GRINTEN N.V.

entidad / deonocienslided holandesa

con domicilio en S%.Urbanusweg 102, Venlo, Holanda

por: "UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRTOACION DE UNA FORMA O
OLISE DE IMPRESION
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! El presente invento se refiere a nuevos |Gruod

compuestos de naftoquindn~diszida, a su ubilizacién como §
materiales fobosensibles ¥y a su utilizacidn en la produc~[
. cibn de placas de impresién. %
5 2 De acuerdo con el presente invento se
? crean nuevos compuestos de naftoquinén-diazida que son |
los ésteres dimetilfenilicos y trimetilfenilicos de éci-
" do naftoquinén-diazido-(1,2)-sulfénico. Son ejemplos el
; éster 3,5-dimetilfenilico, el éster 3,4-dimetilfenilico, 3
10 el éster de mesitol, el éster 2,3,5-trimetilfenilico y el%
&ster 3,4,5-trimetilfen{lico de &cido naftoquinén~(1,2)- %
 diazido-~(2)-5-sulfbnico. 1
' El invento crea también un material de re ;
i produceién fotosensible que tiene un soporte y una capa §
15 Efotosensible que contiene como constituyente fotosensible%
| un &ster de nafboquinén-diazida tal como se ha definido i
%anteriormente. %
% El invento proporciona ademéds un procedi- %
imiento para la fabricacibén de placas de impresién en las :
20 ique uno de dichos materiales de reproduccidn fotosensi-
gbles es expuesto a luz debajo de un original y es trata-
!do con una solucidn alcaline para eliminar el éster de

i naffoquindn-~diazida gue ha sido afectado por la luz.

Son conocidos diversos ésberes aromdticos

25 gy diversas amidas arombticas de &cido naftoquinén-(1,2)-
, diazido-sulfénico y de &cido naftoquinon-(1,2)-diazido-
!

l-carboxilico v materiales fotosensibles que los contie-

i . N
jnen. En los materiales conocidos, los compuestos de nafig

iquinén-diazida son utilizados solos o en combinacién con

30 ‘una resina soluble en Alcalis.
7.1.72,
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Los compuestos de scuerdo con el Invento
pueden ser combinados también con unae resina soluble en
&lcalis en capas fotosensibies de materiales de. reproduc
cién tales como placas de impresidn. Se ha encontrado
que, para este Altimo fin, los compuestos de acuerdo con
el invento tienen propiedades espscialmente valiosas
cuando son combinados con una resina de novolaca. Una sg
lucidn que comprende tanto un compuesto de acuerdo con
el invento como una resina de novolaca muestra una sensi

bilidaed notablemente baja para humedad relativa elevada

en el aire circundante. Como resultado de esto, las habi

taciones en las que los materiales de soporte estén pro-

vistos con una cgpa fotosensible a partir de dicha solu-~

cidn, apenas necesiten ningfim control de humedad. Ias ca
pas fotosensibles compuestas por una resina de novolaca
y un compuesto de acuerdo con el invento, tienen a la
vez una elevada velocidad de revelado en las parbtes ex-

puestas y wna elevada resistencla contra el atague por

el agente revelador en las parbtes no expuestas. ELl resul

tado de la elevada resistencia contra el atague por el

agente revelador es una placa de impresidn a partir de
la cual se puede efectuar un elevado nfmero de copias.
Es notsble que las propiedades antes mencionadas, son
fafectadas escasamente por colorantes que pueden ser in-
corporados en la capa fotosensible para producir la ima-
gen vigible antes y/o despuds del revelado.

Tos nuevos ésteres del presente invento
pueden ser preparados disolviendo el cloruro de Acido
naftoquindn-diazido-sulfénico y el dimetilfenol o trime-

tilfenol en un disolvente tal como acetona o dioxano, y
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: corporadas en cagpas fotosensibles de mabteriales de repro-

. fotosensible de acuerdo con el invento puede estar com-

. puesto por materiales que son comunes para placas de im-

| y/0 dimetilcetona, conteniendo la solucidn, también, si

da, por ejemplo por adicién de un agente fijador de &ci-~

dos tal como carbonato de sodio. Para evitar la forma-

¢idén de colorantes, el agente fijador de 4cidos no debe-

réd ser afiadido en un gran exceso.
Tas resinas de novolaca que pueden ser in-

i

|

duccién fotosensibles de acuerdo con el invento son pro-
ductos de condensacidn de fenol, cresoles, xilenoles y
otros alcohilfenoles con aldehidos tales como para-formall
dehido, acetaldehido o furfural. |

El soporte del material de reproduccién
t

presibén, por ejemplo liminas o placas de mebales tales
como aluminio, zinc y cobre o placas constituidas por ca
pas de diversos metales. Los ésteres de naftoquinén-dia-
zida de acuerdo con el invenbto pueden ser aplicados sobré
dichos soportes de una manera de por si conocida, por

eJemplo aplicéndolos en forma de una solucidén en diloxano

se requiere, la resina de novolaca y/o otros constituyen
tes tales como colorantes, seguido por evaporacidn del
disolvente.

La placa de impresidn resultante puede
ser expuesta bajo un original positivo transparente y
puede ser revelada tratando con una solucidn alcalina
tal como una solucidn acuosa de fosfabto trisbddico, car—
bonato sddico, silicato sédico, las correspondientes sa-
les potésicas o una mezcla de dos o mds de dichos produg

hY
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tos alcalinos. Se pueden obtener excelentes placas de

impresién por revelado con soluciones alcalinas que con-
tienen 3-6 % en peso de la susbancia alcalina.

Tos siguientes ejemplos servirén para
ilustrar el invento:

EJEMPIO I

Se preparé una placa de impresidén aplican
do la sigulente solucidn a la superficie mecénicamente
asperizada de una lémina de aluminio.

5 partes en peso del producto de conden~
sacién de 41 mol de cloruro de naftoquinon-(1,2)-diazido-
(2)-5-sulfonilo. con 3,5-dimetilfenol.

10 partes en peso de una resina de novola
ca a base de orto-cresol y formaldehido (Alnovol 429 K,
marca comercial registrada).

0,1 parbtes en peso de Violeta cristal.

50 parteé en volumen de metil-etil-cetona.

50 partes en volumen de dioxano.

Le léming recubierta fue secada, expuesta
debajo de un original positivo y revelada por tratamien-
to por una almohadilla de algodbén hidrdfilo impregnada
con una solucidén acuosa que contenia 2,5% de fosfato tri
sbdico y 2% de silicato sbdico. La placa revelada fue tra
tada con una solucidén acuosa al 2% de &cido fosfbérico y
fue entintada con una tinta de impresién gresa. La placa
de impresibén resultante fue utilizada en una mAquina de
impresidn offset; no se observé ningfn desgaste de la
placa incluso después de que se hubieron efectuado 25.000

copias.
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EJEMPTO IT

Se prepard una placa de impresién splican
do la sigulente solucién a la superficie mecdnicamente
asperizada de una lémina de aluminio,

5 partes en peso del producto de conden-—

. sacidn de -1 mol de cloruro de naftoquinon—(1,2)-diazido-

- (2)-5-~sulfénilo con 3,4,5-trimetilfenol.

10 partes en peso de una resing de novo=-

. laca a base de orto-cresol y formaldehido (Alnovol 429K,

marca comercial registrada).
| 0,1 partes en peso de Violeta cristal.

50 partes en volumen de metil-etil-cebona,

50 partes en volumen de dioxano,

La limina recubierta fue secada, expuesta
debajo de un original positivo y revelada por tratamien-~
to con una almohadilla de algoddén hidrdfilo impregnada
con una solucidn acuosa que contenfa 2,5% de fosfato txi
sbdico y 2% de silicato sbddico., La placa revelada fue
tratada con una solucién acuosa al 2% de 4cido fosfdrico
¥ fue entintada con una tinta de impresidén grasa. La pla
ca de impresidn resulbante fue ubtilizads en una miquina
de impresidn offset; no se observd ningln desgaste de
la placa incluso después que se hubieron efectuado
23,000 copias.

La presente solicitud que corresponde a
la presentada en Gran Bretafia, el 26 de Febrero de 1971,
bajo el Ne 5583/71, se acoge a los beneficlos del arti-
culo 51 del vigente BEstabtuto ‘sobre Propiedad Industrial.

%
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REIVINDICACIONES

Ios puntos de invencidn propia y nueva
gue se presentan para que sean objeto de esta solicitud
de Patente de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son
los siguientes:

1.~ Un procedimiento pars la fabricacidn
de una forma o c¢lisé de impresidn, en el gque una placa
de impresién que tiene un material de soporte y una capa
fotosensible Qpe contiene, como constituyente fotosensi-
ble un éster di~ & trimetilfenilico de 4cido naftoquinén-
-(1,2)-diazido-sulidénico, es expuesto a la luz debajo de
mn original y es tratado con una solucidn alcalina para
eliminar el éster de dcido naftoquinbn-diazido-sulfénico
gque ha sido afectado por la luz.

2.- Un procedimiento para la fabricacién
de una forma o clisé de impresidn, segin la reivindica-
cién 1, en el que el constituyente fotosensible es el
éster 3,5-dimetilfenilico de &cido naftoquinén-(1,2)-dig
zido~(2)=5-sulfénico.

3,- Un procedimiento para la fabricacidén
de una forma o clisé de lmpresidn, segin la reivindica-
eidn 1, en el que el constituyente fotosensible es el és
ter 2,3,5-trimetilfenflico de &oido naftoquinén-(1,2)-dig
zido-(2)-5-sulfdénico.

4,- Un procedimiento para la fabricacidn

de une forma o cliséd de impresidn, seglin la reivindica-
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‘cibén 1, en el que el constituyente fotosensible es el és—|

; ]
. ter 3,4,5-trimetilfenilico de Acido naftoquinén-(1,2)-dia

5 zido-(2)-5-sulfénico.
. de una forma o clisé de impresidn, segfin las reivindica-
-~ ciones 1-4, en el que la capa fotosensible contiene ade-

 m&s una resina soluble en Alcalis.

" de una forma o clisé de impresidn, segfn la reivindica-

cién 5, en el que la resina soluble en &lcalis es una no

' que antecede y para los fines que se han especificado.

. de una forma o clisé de impresién,

5.~ Un procedimiento paras la fabricacidn

6.- Un procedimiento para la fabricacién

volaca.

7.- Un procedimiento para la fabricacibn
Pal y como se ha descrito en la Memoria

Esta lMemoria consta de ocho hojas escri-

tas a méquina por una sola cara.

Magria, &1 ENE 1972
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